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Abstract 



Treatment of aq. alkaline solns. involves converting (pt. of) the dissolved components, esp. silicate ions, 
into water-insol. cpds. (I) by adding metal ions. 

The soln. is pref. treated with FeCI3, NiCI2, MgCI2 or AI2(S04)3 soln. and pref. also weak acid(s) to 
accelerate neutralised and other additive(s), pref. polyelectrolyte(s), to improve the granulation of (I). The 
pH is controlled during treatment. (I) are sepd. from the soln., pref. by filtration. 
ADVANTAGE - This method of disposal is economical, since the vol. of special waste is reduced 
considerably. The remaining, pref. pH neutral, water liquor can be discharged into the sewer systedd 
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© Verfahren zur Auf bereitung einer als Entwicklerflussigkeit fur Offsetdruckplatten verwendeten Losung 



© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung einer 
als Entwicklerflussigkeit fur Offsetdruckplatten verwendeten 
alkalischen wa&rigen Losung, wobei wenigstens ein TeH von 
in der Entwicklerlosung in geldster Form enthaltenen Be- 
standteilen, insbesondere von Silikationen, durch Zugabe 
metallischer lonen in wasserunlosliche Verbindungen umge- 
wandelt warden. Ein derartiges Verfahren dient der kosten- 
gunstigen Entsorgung von gebrauchten Entwicklerfiussigkei- 
ten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufberei- 
tung einer als Entwicklerflussigkeit fur Offsetdruckplat- 
ten verwendeten alkalischen waBrigen Ldsung. 

Die im Rahmen der Aufbereitung von Offsetdruck- 
formen erforderliche Entwicklung der belichteten, re- 
gelmaSig bereits vom Hersteller vorbeschichteten 
Druckformen erfoigt gewohnlich in Entwicklungsma- 
schinen durch Beigabe einer Entwicklerflussigkeit. 

Diese Entwicklerflussigkeit ist im allgemeinen eine 
stark alkalische waBrige Ldsung, die zur konstanten Er- 
haltung ihrer Wirksamkeit uber einen gewissen Zeit- 
raum kontinuierlich regeneriert wird Sobald eine Rege- 
nerierung der Entwicklerflussigkeit nicht mehr mogiich 
ist, wird die gesamte, die Entwicklungsmaschine spei- 
sende Entwicklerflussigkeit ausgetauscht. 

Insbesondere die hohe Alkalitat der Losung sowie der 
beachtliche Anteil an biologisch schwer oder iiberhaupt 
nicht abbaubaren Stoffen verhinderten bislang eine ko- 
stengunstige Entsorgung der gebrauchten Entwickler- 
flussigkeit durch unmittelbare Einleitung in die Abwas- 
serkanale. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur 
Aufbereitung einer als Entwicklerflussigkeit fur Offset- 
druckplatten verwendeten alkalischen waBrigen Losung 
entsprechend dem Oberbegriff des Anspruches 1 zu 
schaffen, das eine kostengiinstige Entsorgung der Ent- 
wicklerflussigkeit ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB wenigstens ein Teil von in der Entwicklerlasung in 
geloster Form enthaltenen Bestandteilen, insbesondere 
von Silikationen, durch Zugabe metallischer Ionen in 
wasserunlosliche Verbindungen umgewandelt werden. 

ZweckmaBige Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Gegenstand der Anspruche 2 bis 7. 

Bei den der Erfindung zugrundeliegenden Versuchen 
hat sich herausgestellt, daB eines der Hauptprobleme, 
die eine direkte Neutralisation der stark alkalischen 
Entwicklerlosung behindern, das Vorhandensein von Si- - 
likationen im gebrauchten Entwickler ist. Sie sind Be- 
standteile der vorbeschichteten Druckplatten und viel- 
fach auch der verwendeten Entwicklerflussigkeit. Gibt 
man nun zum Zwecke der Neutralisation der gebrauch- 
ten alkalischen Entwicklerflussigkeit Sauren zu, so ent- 45 
stehen durch die Einwirkung der Sauren auf die Silikate 
Kieselsauren, die eine polymere Struktur aufweisen. Sie 
bilden Sole, aus denen sie sich in Gestalt von Gelen 
abscheiden, die groBe Wassermengen gebunden enthal- 
ten. Bei einer direkten Neutralisation bilden sich damit 50 
Gele, die aufgrund ihrer Konsistenz nicht in Abwasser- 
kanale eingeleitet werden kdnnen. 

Indem nun erfindungsgemaB zumindest ein Teil der in 
der Entwicklerlosung in geloster Form enthaltenen Be- 
standteile (insbesondere Silikationen, jedoch auch 55 
Phosphate, Tenside usw.) durch Zugabe metallischer Io- 
nen in wasserunlosliche bzw. schwerlosliche Verbindun- 
gen uberfuhrt werden, lassen sich die hierbei entstehen- 
den ausfallenden Feststoffe beispielsweise durch Filtra- 
tion abtrennen. Die als Sondermull entsorgbaren Fest- 6 o 
bestandteile der Entwicklerflussigkeit sind hierbei im 
Volumen deutlich verringert und bereiten daher bei der 
Entsorgung keine besonderen Probleme. Die restliche, 
zweckmaBig pH-neutrale Abwassermenge kann in das 
Kanalisationsnetz eingeleitet werden. 65 

Je nach Art der zugegebenen metallischen Ionen er- 
foigt durch deren Zugabe bereits eine zumindest teil- 
weise Neutralisation der Entwicklerflussigkeit Zur Be- 
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schleunigung der Neutralisation kann erfindungsgemaB 
auBer den metallischen Ionen auch noch wenigstens ei- 
ne schwache Saure zugegeben werden. 
Vorteilhaft ist es weiterhin, zur Verbesserung der 
5 Kornigkeit der wasserunloslichen Verbindungen einen 
weiteren Zuschlagsstoff, vorzugsweise wenigstens einen 
Polyelektrolyt, zuzugeben. 

Die Erfindung wird nachstehend noch anhand einiger 
Beispiele naher erlSutert: 

10 

Beispiel 1 

In 500 ml einer gebrauchten Entwicklerlosung einer 
Entwicklungsmaschine fur Offsetdruckformen wird eine 
is Mischung aus 50% einer 40%igen Eisen(III)chIoridl6- 
sung und 50% einer 10%igen Salzsaurelosung unter 
KontroIIe des pH-Wertes bis zur Neutralisation der L6- 
sung unter Ruhren zugegeben. Die hierbei ausfallenden 
Feststoffe von etwa 40 g Trockengewicht lassen sich 
beispielsweise durch Filtration abtrennen und trocknen. 

Beispiel 2 

In 500 ml einer gebrauchten Entwicklerlosung einer 
Entwicklungsmaschine fur Offsetdruckformen wird eine 
30%ige Nickelchloridlosung unter KontroIIe des pH- 
Wertes bis zur Neutralisation der Losung unter Ruhren 
zugegeben. Die hierbei ausfallenden Feststoffe von et- 
wa 50 g Trockengewicht lassen sich beispielsweise 
durch Filtration abtrennen und trocknen. 

Beispiel 3 

In 500 ml einer gebrauchten Entwicklerlosung einer 
Entwicklungsmaschine fur Offsetdruckformen wird eine 
30%ige Magnesiumchloridlosung, die 20% Gummi ara- 
bicum enthalt, unter KontroIIe des pH-Wertes bis zur 
Neutralisation der Losung unter Ruhren zugegeben. 
Die hierbei ausfallenden Feststoffe von etwa 45 g Trok- 
kengewicht lassen sich beispielsweise durch Filtration 
abtrennen und trocknen. 

Beispiel 4 

In 500 ml einer gebrauchten Entwicklerlosung einer 
Entwicklungsmaschine fur Offsetdruckformen wird eine 
30%ige Aluminiumsulfatlosung unter KontroIIe des pH- 
Wertes von 7 zudosiert. Der gebildete Niederschlag von 
etwa 40 g Trockengewicht wird beispielsweise durch 
Druckfiltration abgetrennt und anschlieBend getrock- 
net. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Aufbereitung einer als Entwickler- 
flussigkeit fur Offsetdruckplatten verwendeten al- 
kalischen waBrigen Losung, dadurch gekennzeich- 
net, daB wenigstens ein Teil von in der Entwickler- 
losung in geloster Form enthaltenen Bestandteilen, 
insbesondere von Silikationen, durch Zugabe me- 
tallischer Ionen in wasserunlosliche Verbindungen 
umgewandelt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Entwicklerldsung eine Ei- 
sen(III)ch!oridl8sung zugegeben wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Entwicklerlosung eine Nickel- 
chloridldsung zugegeben wird. 
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4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Entwicklerlosung eine Magne- 
siumchloridldsung zugegeben wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Entwicklerldsung eine Alumini- 5 
umsulfatlosung zugegeben wird. 

6. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
zur Beschleunigung der Neutralisation auBer den 
metailischen Fonen auch wenigstens eine schwache io 
Saure zugegeben wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 ( dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens ein die Kornigkeit der 
wasserunloslichen Verbindungen verbessernder 
weiterer Zuschlagsstoff, vorzugsweise wenigstens 15 
ein Polyelektrolyt, zugegeben wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die durch Zugabe von metailischen 
Ionen gebildeten wasserunloslichen Verbindungen 
von der EntwickierflGssigkeit getrennt, vorzugs- 20 
weise abfiltriert werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Aufbereitung der Entwicklerld- 
sung unter Kontrolle des pH-Wertes erfolgt. 
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